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Sposdb sporzadzania odbitek drukarskich przezmaczonych do kopJowania.

Zgtoszono 7 listopada 1931 r.
Udzielono 14 kwietnia 1934 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku
jest spos6b sporzadzania odbitek drukar-
skich na materjatach, nadajacych si¢ do
przeswietlania, jak np. papier, celon, ce-
luloid. Odbitki wykonane wedlug wyna-
lazku odznaczaja si¢ ostrosciag i doskona-
la krytoscia rysunku, przyczem zalety te

- nie ulegaja zmianie nawet przy dluiszem

przechowywaniu odbitek.

Zgodnie z wynalazkiem na zadanem
podtozu sporzadza si¢ odbitke wedlug zna-
nych sposobéw, a wigc np. zapomoca dru-
ku z czcionek, kliszy, zapomoca litografji
i t. d. Zanim farba wyschnie, posypuje sie
odbitke bardzo mialkim, latwo topli-
wym proszkiem, pochtaniajacym promienie
$wietlne dzialajace chemicznie. Do tego

celu mozna uzyé np. kalafonji z dodat-
kiem odpowiedniego barwnika. Po posy-
paniu i wyschnigciu nalezy nadmiar pro-
szku bardzo dokladnie usunaé z odbitki,
np. zapomoca miotetki, poczem poddaje
si¢ odbitke dziataniu par rozpuszczalnika
proszku lub tez ogrzewa sie ja ostroznie.
Jako rozpuszczalniki wchodza w gre np.
eter, benzol, alkohol.

Pod wplywem opisanych czynnikéw °
proszek laczy sie¢ dokladnie z farba od-
bitki, tworzac jednolita warstwe doskona-
le kryjaca, przyczem ostrosé rysunku zo-
staje zachowana.

Uzyskane w ten sposéb odbitki nada-
ja si¢ do kopjowania badz wprost na me-
tal lub kamieri (heljograwiura, fotolitogra-



fja, kopjowanie pozytywne), badz tez do
_sporzadzania, kopu negatywnyeh na odpo-
‘ wiednim materldle smatloczulym, kopjo-
wanych nastepnie na materjale, z ktérego
ma byé wykonywany druk (§wiatlodruk,
fotolitografja).

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb sporzadzania odbitek dru-
karskich, przeznaczonych do kopjowania
przy pomocy $wiatla, znamienny tem, ze
odbitki drukarskie, sporzadzone na mate-
rjale odpowiednim do przeswietlania, po-
sypuje si¢ (zaprésza) przed wyschnie-
ciem proszkiem tatwo topliwym lub tatwo

rozpuszczalnym, pochlaniajacym promie-
nie $§wietlne dzialajace chemicznie, poczem,
po wyschnieciu i dokladnem usunigciu nad-
miaru proszku, poddaje si¢ odbitki dzia-
taniu par rozpuszczalnika danego proszku
(np. par eteru, benzolu lub alkoholu) ce-
lem uzyskania dokladnego polaczenia sie
proszku z farba odbitki.

2. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1,
znamienna tem, ze po zaprészeniu i odpy-
leniu poddaje si¢ odbitke odpowiednio u-
miarkowanemu dzialaniu ciepla.

Witold Romer.

Zastepca: Inz. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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